HDM-Technologie fir

die CAD/CAM-Zahnmedizin
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STRENGTH & AESTHETICS!

Um schnelle Lésungen fir die zahn-
medizinische Versorgungen in einem
Termin anzubieten, hat GC die HDM-
Technologie fur die CAD/CAMZahnmedizin weiterentwickelt, indem die
KristallgroBe und die Festigkeit der Glasmatrix optimiert wurden. Dank
der neuen Technologie kdnnen Verbesserungen beim Ausarbeiten, der

Randintegritat, der Politur und der Abrasionsbestandigkeit erzielt werden.

Das Ergebnis ist ein starker, schnell zu schleifender Block, der mit oder
ohne Brennvorgang die gleiche Festigkeit bietet.

Herkommliches Lithium-Disilikat HDM-Technologie fir CAD/CAM
(IPS e.max CAD) (Initial LiSi Block)

Workflow

Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Matteo Basso, Italien

2016 prasentierte GC mit Initial LiSi Press erstmals die HDM-Technologie
(High Density Micronization), bei der die Glasmatrix vollstandig mit gleich-
méfig verteilten Lithium-Disilikat-Mikrokristallen anstelle der herkdmmlichen
groBeren Kristalle gefillt ist. In den 5 Jahren, in denen diese Technologie in
der Praxis eingesetzt wird, hat sie ihre klinische Wirksamkeit bewiesen”.
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Quelle: GC R&D, Japan, Daten auf Anfrage.

Verbesserte Festigkeit der
Glasmatrix fir eine hohe
mechanische Belastbarkeit

Kleinere Kristalle fiir einen
einfachen Schleifprozess und
hohe Abrasionsbestéandigkeit

Préparieren Scannen Designen

Polieren Konditionieren Befestigen
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Schleifen

Endergebnis
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Vollkristallisierte Lithiumdisilikat-Keramik
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Art.-Nr. Farbe Initial LiSi Block Farben
012919 ATHT CEREC Mandrell, GroB3e 14

012920 A2 HT HT 1 | | H N 1

012921 A3 HT
10037273  A3.5HT
012922 B1THT
012923 AT LT
012924 A2 LT
012925 A3 LT
10037274 A3.5LT
012926 B1 LT | Bleach | ]

10037275 BL BL

ATHT A2HT ASHT  A3.5HT

A1LT A2LT ASLT A3.5LT

1) Cagidiaco EF, Sorrentino R, Pontoriero D, Ferrari M. 2020. A randomized controlled clinical trial on two types of lithium disilicate partial crowns.
Am J Dent. 33(6):291-295.
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IPS e.max CAD und CEREC Tessera sind keine Handelsmarken von GC.

G-CEM LinkForce™, G-CEM ONE™, Initial™ LiSi Press, Initial™ |Q Lustre Pastes ONE und Initial ™ Spectrum Stains sind Handelsmarken von GC.
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Naturlich schone Restaurationen
IN einem Termin

Initial LiSi Block: Ein neuer Lithium-Disilikat-Block mit dem
Patienten in nur einem Termin behandelt werden kdnnen.

Initial LiSi Block ist ein vollstandig kristallisierter Lithium-Disilikat-Block, der ohne Brennvorgang tber
optimale physikalische Eigenschaften verfligt. Die von GC entwickelte HDM-Technologie (High Density
Micronization) fiir die CAD/CAM-Zahnmedizin, sorgt fiir hohe Abrasionsbestandigkeit, passgenaue Rénder
und asthetische Endergebnisse. Dadurch ist der Initial LiSi Block eine ideale, zeitsparende Losung fir
Patienten-Behandlungen in nur einem Termin.

Zeitersparnis, da

kein Brennvorgang
erforderlich ist
Vollkristallisiertes Lithium
Disilikat

Langlebige Asthetik und
passgenaue Rander

Natulrliche Opaleszenz

Einfach schleifen, polieren, einsetzen

Mit Initial LiSi Block I8sst sich die Verarbeitungszeit deutlich verkirzen: Weder ein Brenn-, Glasur-, Charak-
terisierungs- noch Abkihlungsvorgang ist erforderlich. Dadurch spart man bis zu 40% Zeit* fir die
Herstellung der Restaurationen und Behandlungsdauer des Patienten. Einfach nur schleifen, polieren

und einsetzen!

«Even if | love to characterize Initial LiSi Block, it is perfect
to polish with only a few handles and in max 5 minutes.
Therefore, it's a real & quick chairside solution.»

Dr. Andreas Kurbad, Deutschland

«Polishing Initial LiSi Block is easy and can be done in less
than 2 minutes, with a high-quality final surface finish and
aesthetic appearance. The time saving compared to a
glaze firing is particularly interesting.»

Dr. Christian Moussally, Frankreich

*Source: GC R&D, Japan, Data on file, Under testing conditions based on IFU.
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Dauerhafte Asthetik und glatte
Rander
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LiSi e.max Tessera LiSi e.max Tessera LiSi e.max Tessera
Block CAD Block CAD Block CAD
Quelle: GC R&D, Japan, Daten auf Anfrage. Quelle: GC R&D, Japan, Daten auf Anfrage. Quelle: GC R&D, Japan, Daten auf Anfrage.

* Optimierte Sdure- und Abrasionsbestandigkeit fiir die dauerhafte Asthetik Ihrer Restaurationen.
¢ Glatte Rander durch ausgezeichnete Kantenstabilitat.

Besonders passgenaue Rander

Da Initial LiSi Block bereits vollstandig kristallisiert ist, entstehen beim Schleifen sehr glatte und passgenaue
Rander. Alternativ kann der Block nach der Charakterisierung gebrannt werden und behalt die passgenauen
Rénder bei.
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Quelle: GC R&D, Japan, Daten auf Anfrage.
Initial LiSi Block Restaurationen bei direktem und

indirektem Licht

Natlrliche Opaleszenz

Initial LiSi Block ist in hoher Transluzenz (HT) und niedriger
Transluzenz (LT) erhaltlich und bietet bei allen Lichtverhaltnissen
eine natulrliche Opaleszenz.

Mit freundlicher Genehmigung von
Dr. Javier Tapia Guadix, Spanien
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Fertigstellung nach Ihren Ansprichen

Die Restaurationen lassen sich in kurzer Zeit hochglanzpolieren und kénnen direkt befestigt werden. Fiir
anspruchsvolle, hochasthetische Falle sorgen Initial Lustre Pastes ONE und Initial Spectrum Stains fiir
bemerkenswerte Ergebnisse.**

** Hohere Temperaturen als in der Brennanleitung angegeben kénnen zu einer Farbverédnderung lhrer Restauration fihren (héherer Wert).

@»

/ Initial LiSi Block

Praparation
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Empfohlene Befestigung

Fur Initial LiSi Block wird die adhé&sive Befestigung
empfohlen. Sowohl G-CEM ONE als auch G-CEM
LinkForce von GC kdnnen fir die Befestigung von
Initial LiSi Block verwendet werden.

Funktion trifft auf Asthetik

«lch bin von der natlrlichen q
Opaleszenz und der Farbanpassung = &
der Initial LiSi Blécke in der

HT-Variante total begeistert.»
ZTM Christian Hannker, Dr. Christian Lampson,

Deutschland Deutschland

«Die Opaleszenz des Initial LiSi
Blocks und die daraus entstehende
Farbstabilitdt und perfekte
Anpassung gefallen mir sehr gut.»

Mit freundlicher Genehmigung von ZTM Marco Muttone, Dr. Alessandro lorio, Italien
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